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I A csapatmunka muvészete
niZisl LiSi: a gyors Ut a kimagaslo eredményekhez

Since 1921

100 years of Quality in Dental



tniZtsl LiSi: Gjra definialt litium-diszilikat
Fogorvosok és fogtechnikusok,
mind szeretnek dolgozni az Initial LiSi Block-al és LiSi Press-el
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/ Initial LiSi

amely mindenki szamara elényoket nyuijt.

HRL
w Kivételes esztétika

HDM technolégia
a maradandé szépségért
e Kivald polirozhatésag
(intraorélisan is)
e Kivalod kopasallosag

e .. ésgyonyord opaleszcencial

Q
|démegtakaritas

HDM technolégia

a hatékonysagért Initial LiSi Block
e Koénnyedén kifaraghato
e Opcionalis glazdrozas

Initial LiSi Press
e Gyakorlatilag nincs reakcios réteg

Min&ségi szélek

HDM technolégia
a magas precizitasért

e Ellendll a szélek lepattanasanak,
akar préselt, akér mart

o Kivald széli zarodas

L

Kombinalja &3’ 1Q ONE SQIN -nel

A gyors ut a kimagaslé eredményekhez

e Maximalis hatas egyetlen keramia
mikrorétegen belll

e Adjon fényt, szinérnyalat nlanszokat és
fluoreszcenciat konnyl és gyors |épésekben

e Onfényezd hatas




az Initial LiSi esztétikaja

Az Initial LiSi keramiak
strukturdjanak a
finomitasanak, az
optika fokozasanak

és eredendé
opalossaganak gondos
osszehangolasa
egyuttesen biztositja

a legesztétikusabb
eredményt.

Initial LiSi Block, csak polirozva. Dr J. Tapia Guadix, Spanyolorszag jovoltabol

“Nem tudom eléggé ajanlani a GC LiSi blokkokat a
lenyligozé héjak készitéséhez. Nagy szilardsaguk és
élethd esztétikajuk forradalmasitotta laboratériumom
munkafolyamatat. A kivételes attetsz8ség és szin
kénnyedén illeszkedik a természetes fogazathoz, igy
biztositva a szép eredményeket minden alkalommal.
Réadasul a konnyl marés és polirozas jelentésen novelte
a termelékenységemet. Prébalja ki Sket,

és soha tobbé nem néz vissza!”

Initial LiSi Block, megfestve Initial Lustre Pastes ONE anyaggal. Dr P. Dimitrov, Bulgaria jovoltabdl

A teljes Initial
termékcsaladdon beldli
kifogastalan szinergia
rendkivil hatékony
megkozelitést biztosit a
kimagaslé eredmények
eléréséhez.
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Initial LiSi Press LiSi rétegzd keramiaval
MDT M. Brisch, Németorszag jévoltabol




/ Initial LiSi

A ONE SQIN-el egyutt, még tobbet érhet el

Bukkalisan redukalt (0.3 Adjon szintés Adjon fényt és textarat Kimagaslé eredmény
mm) Initial LiSi vaz fluoreszcenciat Initial IQ  Initial IQ SQIN-el minimalis id6 alatt

Lustre Pastes ONE-al

“A rendszer 6sszetevdi tokéletesen illeszkednek
egymashoz, ami biztonsagos, gyors és pontos
eredményeket ad. A LiSi Press meleg arnyalatai és

a kilonbo6z6 indikacidhoz kapcsol6dé attetszéségi
szintek lehetévé teszik a természetes strukturakhoz valé
zokkenémentes dtmenetet.”

Az Initial LiSi litium-
diszilikat és Initial

IQ ONE SQIN
harmonikus egységet
alkotnak, felerdsitve
egyéni erésségeiket,
és a legmagasabb
szintre emelve az On
restauraciojat.

Initial LiSi Block Initial IQ ONE SQIN-nel.
Dr J. Tapia Guadix, Spanyolorszag jévoltabdl

® szin

e fluoreszcencia

e textura

e  magas fény érheté el
csupan két égetéssel

Initial LiSi Press Initial IQ ONE SQIN-nel
DT J Komoda, Lengyelorszag jévoltabol



az Initial LiSi hatékonysaga

Préselés vagy maras? Idé6megtakaritas mindkét médon

Initial LiSi Press: kénny( kibontas, gyakorlatilag reakciés réteg nélkdl

) liveggydngy IDOMEGTA- IDOMEGTA- , .

Megtakaritott id&: 15-20 perc kdzott.*
Nincs sziikség hidrofluor savazésra.

Hagyomanyos litium-diszilikat

lveggyongy hidrofluor

=7 ; homokfujas készrevitel
fajas savazas

préselés kibontas

Initial LiSi Block: kénnyen marhaté és ugyanolyan szilardsagu égetés nélkdl is

, 15 polirozs IDOMEGTA- K itel
maras elo polirozas KARITA’S eszrevite

Megtakaritott id&: 28% a teljes elkészitési id6hoz képest.*
Nincs sziikség kirsztalizacios étetésre.

Hagyomanyos litium-diszilikat blokk

krisztalizacid

maras elé polirozas A (oot karakterizlas égetés készrevitel
és hités
ZTM Cal’STeﬁ Fisher, Forras: GC R&D, Japan, Adatok elérhetéek
Németorszag jovoltabdl *A Hasznélati Utasitason alapulé vizsgalati kérilmények kézott.

|dShatékony megkozelités a
legmagasabb szinvonal eléréséhez

“Bar szeretem karakterizalni az Initial LiSi Block-ot,
tokéletesen polirozhaté csupan néhany mozdulattal

maximum 5 perc alatt. Ezért ez egy valédi és gyors
“chairside” megoldas.”

Dr Andreas Kurbad, Németorszag




/ Initial LiSi

az Initial LiSi pontossaga

Pontos szélek a hosszu tavd eredményekért

Initial LiSi Block Initial LiSi Block IPS
200 (polirozva) (festve és fényégetve) e.max CAD
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Széli rés mérete (um)

LiSiBlock  LiSiBlock e.max CAD  Tessera
(polirozva) (égetve)

Source: GC R&D, Japan, Data on file

Initial LiSi Press Hagyomanyos litium-
diszilikat préskeramia

Leggyengébb,
lepattanasra
hajlamos pont

“A restauraciék nagyon meggy6z8, finom szélei mellett -
amelyeket magam martam - a miincheni anyagtudomanyi
részleggel valé egylittm(kodés is szerepet jatszott, akik
nagyon pozitiv eredményeket publikaltak a feliilet és a
hajlitészilardsag tekintetében.”

Dr Gertrud Fabel, Németorszag

Ajanlott ragaszto

Idedlis Initial LiSi restaurédcidkhoz
Univerzalis hasznélat nagy hatékonysaghoz
Magas kotési szilardsag

Mindségi szélek hosszu tavra




Initial LiSi

Ujra definialt litium-diszilikdt megoldasok

Cikkszam

10003665
10006955
10003666
10003667
10003668
10003669
10003670
10003671

10006956
10003672
10003673
10003674
10003675
10006957
10006958
10003676
10003677
10006959
10006960
10003678
10003679
10006961

10006962
10003680
10006963
10006964

Initial LiSi Press Cikkszam
HT-EXW, 5x3g 10004833
HT-BLE+, 5x3g 10006352
HT-BLE, 5x3g 10004853
HT-E57, 5x3g 10004824
HT-E58, 5x3g 10004962
HT-E59, 5x3g 10004831
HT-E60, 5x3g 10006353
MT-B00, 5x3g 10006354
MT-BO+, 5x3g 10004854
MT-BO, 5x3g 10004857
MT-A1, 5x3g 10006355
MT-A2, 5x3g 10006356
MT-A3, 5x3g 10004815
MT-A3.5, 5x3g 10004842
MT-A4, 5x3g 10006951
MT-B1, 5x3g 10006952
MT-B2, 5x3g 10004860
MT-B3, 5x3g 10006953
MT-B4, 5x3g 10006954
MT-C1, 5x3g 10003681
MT-C2, 5x3g 10003682
MT-C3, 5x3g 10003683
MT-C4, 5x3g 10003684
MT-D2, 5x3g 10003685
MT-D3, 5x3g 10003686
MT-D4, 5x3g 10003687

Az Initial és a G-CEM ONE a GC védjegyei.
CEREC, CEREC Tessera és az e.max CAD nem a GC védjegyei.

GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark,

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00

Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

Initial LiSi Press Cikkszam Initial LiSi Block, CEREC-hez

LT-B0O, 5x3g 10004844 Size 14, AT HT

LT-BO+, 5x3g 10004956 Size 14, A2 HT

LT-BO, 5x3g 10004957 Size 14, A3 HT

LT-A1, 5x3g 10037273 Size 14, A3.5 HT

LT-A2, 5x3g 10004886 Size 14, B1 HT

LT-A3, 5x3g 10004887 Size 14, A1 LT

LT-A3.5, 5x3g 10004958 Size 14, A2 LT

LT-A4, 5x3g 10004888 Size 14, A3 LT

LT-B1, 5x3g 10037274 Size 14, A3.5 LT

LT-B2, 5x3g 10004889 Size 14, B1 LT

LT-B3, 5x3g 10037275 Size 14, BL LT

LT-B4, 5x3g

LT-C1, 5x3g

LT-C2, 5x3g

LT-C3, 5x3g

LT-C4, 5x3g ’

LT-D2, 5x3g é o ﬁ ' oy
LT-D3, 5x3g = njf ! &:‘\ﬁ L -
LT-D4, 5x3g .} SN 1 5 \ w
LT-A, 5x3g j — }J \‘ N U

LT-B, 5x3g

LT-C, 5x3g Initial LiSi Block Initial LiSi Press
LT-D, 5x3g Litium-diszilikat Litium-diszilikat
MOZ0EXEY CAD/CAM blokk préselhetd pelletek
MO-1, 5x3g

MO-2, 5x3g

Initial IQ ONE SQIN
Festhetd szin- és forma
kerdmia rendszer

GC EUROPE N.V.

GCEEO Hungary

Fazekas utca 29-31.

H - 1027 Budapest

Tel. +36.1:224.04.00
info.hungary@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/hu-HU

G-CEM ONE
Univerzalis dnragasztd
rezin cement
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